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Abstracts The invention relates to a nethod for recycling educt-containing
process gas (residual gas) in electrochem cal pro- cesses with at |east one
gas diffusion electrode while using a gas jet punp for directly
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(54) Title: METHOD FOR RECYCLING PROCESS GAS IN ELECTROCHEMICAL PROCESSES

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR RUCKFUHRUNG VON PROZESSGAS IN ELEKTROCHEMISCHEN PROZESSEN

€7 (57) Abstract: The invention relates to a method for recycling educt-containing process gas (residua) gas) in electrochemical pro-
< cesses with at Jeast one gas diffusion electrode while using a gas jet pumnp for directly reintroducing the residual gas in the efectro-

€7 chemical process.
=

Q (57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Riickfhrung von edukthaltigem Prozessgas (Restgas) in elek-
B trochemjschen Prozessen mit mindestens einer Gasdiffusionselektrode unter Verwendung einer Gasstrahlpumpe fiir den direkten

Wiedereinsatz des Restgases im elektrochemischen Prozess.
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